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摘要(译)

公开了一种液晶显示装置的制造方法，其防止曝光部分彼此重叠的子像
素中的亮度变化。在图案化液晶显示装置的TFT阵列基板时，基板被分
开曝光。在使用抗蚀剂的曝光工艺中，衬底被分成多个分割区域。经受
双重曝光的部分在子像素内以非线性方式设置。通过提供这样的布置，
将经受双重曝光的部分设置为不与存储电容器或信号线重叠。
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